ESCUELA

- . W > OLITECNICA
S Escuela Politécnica Superior SUPERIOR

U

GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIALy DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2024/25

SEGUNDO CUATRIMESTRE CURSO PRIMERO - GRUPO 1
Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura  Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo  Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula| Inicio Final
8:00 8:30 Ingenieria Grafi XX-P3 1.1 8:00 8:30
(JSHIEE) ST Quimica General G2 2.2
del Producto
8:30 9:00 G3-XX 1.7 £ i6n Artisti 8:30 9:00
Fisica Il L5-XX  L1-D-FA Quimica General  G3 2.2 xpre5|or; rsted o 20
9:00 9:30 Expresion 9:00 9:30
FICHE P7-G7 1.1Bis| QuimicaGeneral T1 22
Artistica |
9:30 10:00 9:30 10:00
10:00 | 10:30 Matematicas Il T1 2.2 10:00 10:30
Quimica G. L2-L1 L1-D-IQ Fisica Il T1 2.2 P1-P2 C5
10:30 | 11:00 ., L .y . 10:30 11:00
Expresion Artistica Ingenieria Grafica
T1 1.1
| del Producto
11:15 | 11:45 11:15 11:45
Fisica Il L1-L2 L1-D-FA Matematicas Il T1 2.2 G2-G1 1.1bis | Quimica General T1 2.2
11:45 | 12:15 11:45 12:15
12:15 | 12:45 12:15 12:45
Fisica Il L3-14 L1-D-FA P1-P2 1.1 Fisica Il T1 2.2 | Quimica General T1 22
12:45 13:15 L, " Matematicas Il T1 2.2 12:45 13:15
Ingenieria Grafica
del Producto
13:15 | 13:45 Fisica Il T1(1) 2.2 13:15 13:45
Quimica G. XX-L3  L1-D-lIQ G2-G1 1.7 Fisica Il T1 2.2
13:45 | 14:15 Quimica General  G1 2.2 13:45 14:15

Nota Importante: las clases practicas en rojo se imparten en el CATEPS
QUIMICA GENERAL: Las practicas de laboratorio (Grupos L) empiezan la 52 semana y las clases practicas (Grupos G) se impartendela22ala
62 semana

FiSICA II: (1) Esta hora sélo se imparte las semanas 10, 11, 12, 13 y 14.
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Escuela Politécnica Superior

GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIALy DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2024/25

ESCUELA

- a
m POLITECNICA

SUPERIOR

SEGUNDO CUATRIMESTRE CURSO PRIMERO - GRUPO 2
Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo  Aula Asignatura Grupo  Aula Inicio Final
15:15 | 15:45 Fisica Il T2 (1) 2.2 15:15 15:45
Fisica Il L10-XX L1-D-FA P4-P5 1.1 Quimica General T2 2.2
Ingenieria Grafica
15:45 | 16:15 el Producto Ingenier(a Gréfica 15:45 16:15
Fisica Il T2 2.2 T2 1.1
del Producto
16:15 | 16:45 G5-G4 1.7 16:15 16:45
Quimica G. XX-L4  L1-D-1Q Fisica Il T2 2.2
16:45 17:15 Quimica General G4 2.8 16:45 17:15
17:15 | 17:45 Matematicas Il P2 2.2 17:15 17:45
Fisica Il L9-L7 L1-D-FA | Quimica General T2 2.2
17:45 | 18:15 Matematicas Il T2 2.2 17:45 18:15
Expresion Artistica | T2 2.2
18:30 | 19:00 18:30 19:00
Quimica G. L5-L6  L1-D-IQ Matematicas Il P2 2.2 Quimica General T2 2.2
19:00 | 19:30 19:00 19:30
Fisica Il T2 2.2
19:30 | 20:00 19:30 20:00
P3-P4 11 Quimica General G5 2.2
20:00 | 20:30 i " Fisica Il T2 (1) 2.2 20:00 20:30
Fisica Il 1816 L1-D-Fa | 'MECieriaGrdfica oo oo ) 211 | Expresion Artistica
del Producto
20:30 | 21:00 20:30 21:00
G4-G3  1.1bis | Quimica General G6 2.2
21:00 | 21:30 21:00 21:30

Nota Importante: las clases practicas en rojo se imparten en el CATEPS

QUIMICA GENERAL: Las practicas de laboratorio (Grupos L) empiezan la 52 semana y las clases practicas (Grupos G) se imparten de la 22 a la 62 semana
FiSICA II: (1) Esta hora sélo se impartira las semanas 10, 11, 12, 13 y 14.
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GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIALy DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2024/25

CURSO PRIMERO - GRUPO 3

SUPERIOR

Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Inicio Final
8:00 8:30 8:00 8:30

Quimica General  G9 2.8
8:30 9:00 . it 8:30 9:00
Q”'m'ca; L7XX  L1-D1Q Expresion T 22
9:00 | 9:30 EEnEE Mateméticas Il T3 1.4 Artistica | 9:00 | 9:30
Matematicas Il T3 2.8 Quimica General  G8 2.8
9:30 10:00 9:30 10:00
10:00 | 10:30 Quimica 10:00 10:30
L P7-P8 1.1 Quimica General T3 1.4 | Quimica General T3 2.8 T3 2.2
10:30 | 11:00 Ingenieria ozl 10:30 | 11:00
Grafica del
11:15 | 11:45 Producto 11:15 | 11:45
G8-G7 1.7 Fisica Il T3 14 Fisica ll T3 2.8 Fisica Il T3 2.2
11:45 12:15 11:45 12:15
12:15 | 12:45 3.2 Fisica Il T3 (1) 1.4 12:15 12:45
P5-P6 o
12:45 | 13:15 (o i T.Prot. Quimica G. G7 1.4 | Matematicas Il T3 2.8 Ingenieria 12:45 13:15
zwmlca; L8XX  L1-D1Q ix‘t’,r i.s'or: Graficadel T3 11
13:15 | 13:45 enera rtistica Producto 13:15 | 1345
G6-G5  1.1bis
13:45 14:15 13:45 14:15
Fisica Il XX-L13 L1-D-FA
15:15 17:15 . Fisica Il XX-L14 L1-D-FA Fisica Il XX-L11 L1-D-FA Fisica Il XX-L12 L1-D-FA| 15:15 17:15
Quimica g yx  L1-D-1Q
General

Nota Importante: las clases practicas en rojo se imparten en el CATEPS

QUIMICA GENERAL: Las practicas de laboratorio (Grupos L) empiezan la 52 semana y las clases practicas (Grupos G) se imparten de la 22 a la 62 semana

FISICA I1: (1) Esta hora sélo se impartira las semanas 10, 11, 12, 13 y 14.
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Escuela Politécnica Superior

ESCUELA
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GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIALy DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2024/25

CURSO SEGUNDO- GRUPO 1

SUPERIOR

Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Inicio Final
8:00 8:30 P1-P2 33 DAO L2 CAD 8:00 8:30

DAO L2 CAD
8:30 9:00 P3-P4 3.3 . 8:30 9:00
Expresion Artistica Il Meto[():l.oltzgm del 8_3;313;_00) 1.8
9:00 | 9:30 Expresion . G2-G1 L.1bis seno e 9:00 | 9:30
Artistica Il Metodologia del Disefio RG] 1.8 [Expresion Artisticall ~ T1 2.5
9:30 | 10:00 AR 30104 RMEP G3 ca 9:30 | 10:00
10:00 10:30 G4-G3  1.1bis . DAO L3 CAD 10:00 | 10:30
DAO 13  cAD Mem;‘:;%go'a dl s RMEP 'g_ofﬁw 16
10:30 11:00 Metodologia del 61 18 10:30 | 11:00
: ‘ Disefio (10:00-11:30) ’ - -
11:15 11:45 Metodologia del ’ o G1 11:15 11:45
o T1 2.5 |Metodologia del Disefio 1.8 Resistencia de
1145 | 12:15 (DB (20:00-11:20) RMEP G1 ca 1145 | 12:15
i . Disefio Asistido por - 25 Materiales y -~ 25 i .
12:15 | 12:45 Ordenador Estiuctiraldel DAO L1 CAD 12:15 | 12:45
Resistencia de DAO L1 CAD Producto
12:45 | 13:15 Materiales y - oG Metodologia del G2 e 12:45 | 13:15
Estructura del ’ Disefio (12:15-13:45) ’
13:15 13:45 : 13:15 13:45
Producto Metodologia del Disefio 12-1??3-45 1.8 Meto;olggm del T1 25
1345 | 14115 PRIETRE, = RMEP G2 ca 1345 | 14:15
15:15 15:45 15:15 15:45
15:45 16:15 RMEP L8, L11, L14 Lab. Ens. Mat.| 15:45 16:15
16:15 16:45 16:15 16:45
16:45 17:15 16:45 17:15
17:15 17:45 RMEP L9, L12, Lab. Ens. Mat.| 17:15 17:45
17:45 18:15 17:45 18:15
18:30 19:00 18:30 | 19:00
19:00 19:30 RMEP L10,L13  Lab. Ens. Mat.| 19:00 19:30
19:30 20:00 19:30 | 20:00
20:00 20:30 20:00 | 20:30

RESISTENCIA DE MATERIALES Y ESTRUCTURA DEL PRODUCTO (RMEP): Cada grupo realizara dos practicas de laboratorio de 1.5 horas cada una.

Las practicas de informatica son 2 horas durante 2 semanas.
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GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIALy DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2024/25

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Escuela Politécnica Superior

CURSO SEGUNDO- GRUPO 2

ESCUELA
I POLITECNICA
SUPERIOR

Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo  Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Inicio Final
9:00 10:00 9:00 10:00

Lab. Ens.

10:00 11:00 RMEP L, 14,17 Mat. 10:00 11:00
11:15 12:15 RMEP 12,15, Lab. Ens. 11:15 12:15
Expresion Artistica M
12:15 13:15 I P7-G7 3.3, 1.1bis 12:15 13:15

Lab. Ens.
13:15 14:15 RMEP 13,16 Mat. 13:15 14:15
15:15 16:15 Metod-olo~g|a del T2 s Metod‘olo~g|a del G4 18 Expfe;lon ™ 25 Metoqoltigla del G4 18 15:15 16:15
Disefio Disefio (15:45-17:15) Artistica Il _ Disefio (15:45-17:15)
P5-P6 33
M logia del is DAO L5 CAD
16:15 | 17:15 Resistencia de DAO Ls cap | Metodologiadel ., ¢ Expresion 16:15 | 17:15
Disefio Artistica Il RMEP G6 ca
Materiales y
T2 2.5
Estructura del i sl el
17:15 | 18:15 Producto etodologla de G6 18 G5-G6  1.1bis etocologla de Gé 18 17:15 | 1815
Disefo (17:15-18:45) Disefo (17:15-18:45)
DAO T2 2.5
: DAO L4 CAD
18:30 | 19:30 e ERERcE DAO L4 CAD Metodologia del ., 25 18:30 | 19:30
PIESID RMEP 7 c4
Materiales y
G5 C3
Estructura del NS o s N .
etodologia de etodologia del G5
19:30 20:30 Producto 1. i i 1. 19:30 | 20:30
Disefio (19:30-21:00) 8 R,\e/IS|ste.nc||a de Disefio (19:30-21:00) S
. tate?a es,dyI ™ 25
structura de DAO 16 CAD
20:30 21:30 DAO L6 CAD Producto 20:30 21:30
RMEP G8 ca4

RESISTENCIA DE MATERIALES Y ESTRUCTURA DEL PRODUCTO (RMEP): Cada grupo realizara dos practicas de laboratoriode 1.5 horas cada una. Las practicas de informatica son 2 horas durante 2

semanas.




Escuela Politécnica Superior

GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIALy DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2024/25

SEGUNDO CUATRIMESTRE

CURSO TERCERO - GRUPO 1

ESCUELA
POLITECNICA
SUPERIOR

Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Inicio Final
8:00 8:30 8:00 8:30
8:30 9:00 Lab. 8:30 9:00

EnyAP L8 Automat
9:00 9:30 Mecanismos y Elem. = . . 9:00 9:30
9:30 | 10:00 Maquinas del Prod. i 9:30 | 10:00
10:00 10:30 i6 i6 10:00 10:30
Representéuon 61 18 Representgcmn 61 18
10:30 | 11:00 Fotorrealista Electrénica y Fotorrealista Mecanismos y Elementos 10:30 | 11:00
11:15 1145 Auton;at. del T1 2.5 Disefio y Producto L1-G1 3.3.-1.6 de Maq;lnas del T1 25 11:15 11:45
Dibujo Técnico G2 32 AR Dibujo Técnico G2 32 Pl
11:45 12:15 11:45 12:15
12:15 12:45 i6 i4 12:15 12:45
Representa.uon G2 18 Representgaon 2 18 T1(1) 25
Fotorrealista Fotorrealista
12:45 13:15 12:45 13:15
Disefio y Producto T1 2.5 Disefio y Producto L2-G2 3.3.-1.6 EnyAP
13:15 13:45 Lab. 13:15 13:45
Dibujo Técnico Gl 3.2 Dibujo Técnico G1 3.2 L1 A
1345 | 14:15 utomat. {4345 | 14:15
15:15 15:45 15:15 15:45
15:45 16:15 Lab. 15:45 16:15
MEMP L5-L6 C4. Disefio y Producto L3-G3 3.3.-1.6 EnyAP L2
16:15 | 1645 Automat. | 16:15 | 1645
16:45 17:15 16:45 17:15
17:15 17:45 17:15 17:45
17:45 | 18:15 Lab. 17:45 | 18:15
MEMP L3-L4 C4. Disefio y Producto L4-XX 3.3 EnyAP L3
18:30 | 19:00 Automat. | 18:30 | 19:00
19:00 19:30 19:00 19:30
19:30 20:00 19:30 20:00
20:00 20:30 20:00 20:30
MEMP L1-12 Ca. Disefio y Producto L5-XX 33
20:30 21:00 20:30 21:00
21:00 21:30 21:00 21:30

ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION DEL PRODUCTO (EnyAP): (1) Estas horas de teoria se impartiran sélo durante las 7 primeras semanas. Los laboratorios comienzan a partir de la 82 semana.
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Escuela Politécnica Superior

GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIALy DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2024/25

SEGUNDO CUATRIMESTRE

ESCUELA

) 2
T POLITECNICA
SUPERIOR

CURSO TERCERO - GRUPO 2

Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Inicio Final
8:00 8:30 8:00 8:30
8:30 9:00 b 8:30 9:00

EnyAP v, 't‘ar':] .
9:00 | 9:30 utomat. 9:00 | 9:30
9:30 10:00 9:30 10:00
10:00 10:30 10:00 10:30
10:30 11:00 10:30 11:00
Dibujo Técnico G2 3.2 DP L1-G1 3.3-1.6 Dibujo Técnico G2 3.2
11:15 11:45 11:15 11:45
11:45 12:15 11:45 12:15
12:15 12:45 12:15 12:45
12:45 13:15 12:45 13:15
MEMP L9-L10 ca DP L2-G2 3.3-1.6 MEMP L7-L8 C4.
13:15 13:45 13:15 13:45
13:45 14:15 13:45 14:15
15:15 15:45 i6 M i Elem. 15:15 15:45
REFSEIEEL G3 18 ecanismos y tlem T2 23 | DisefioyProducto  L3-G3 3316
15:45 16:15 Fotorrealista Méquinas del Prod. Representacién 15:45 | 16:15
. G3 CAD Disefio y Producto T2 2.5
16:15 | 16:45 Fotorrealista 16:15 | 16:45
MEMP L5-L6 Cc4 EnyAP L5 Lab. Automat.
16:45 17:15 Electrénica y Automat. 2 23 16:45 17:15
17:15 17:45 L del Producto ’ ” 17:15 | 17:45
Representacion G4 18 EnyAP 14 Lab. Automat. S G4 CAD Mecanismos y
17:45 18:15 Fotorrealista Fotorrealista T — o )s 17:45 | 18:15
18:30 | 19:00 Méquinas del ' 18:30 | 19:00
Dibujo Técnico G3 11 Disefio y Producto L4-XX 3.3 Dibujo Técnico G3 C5 Producto
19:00 19:30 19:00 19:30
19:30 20:00 19:30 | 20:00
EnyAP L6 Lab. Automat.
20:00 20:30 Electrénica y Automat. T2(1) 15 20:00 | 20:30
20:30 | 21:00 del Producto 20:30 | 21:00
DP L5-XX 33
21:00 21:30 21:00 21:30

ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION DEL PRODUCTO (EnyAP): (1) Estas horas de teoria se impartiran sélo durante las 7 primeras semanas. Los laboratorios comienzan a partir de la 82 semana.
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Escuela Politécnica Superior

W ) | TECNICA

GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIALy DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2024/25

ESCUELA

SUPERIOR

SEGUNDO CUATRIMESTRE CURSO CUARTO
Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Inicio Final
8:00 9:00 8:00 9:00
Seguridad e nglene enel 61 2
Trabajo
9:00 10:00 9:00 10:00
10:00 | 11:00 Energias Renovables T1 1.4 10:00 | 11:00
Métodos Numéri | i Higi |
éto ols un"nerllcos enla M 16 Optimizacion -t 11b SegurldacTi eb |g|ene enel 62 &
ngenieria Seg. Hig. Trabajo T1 2.6 rabajo
11:15 | 12:15 11:15 12:15
Tec. Ambiental P2 C5
12:15 | 13:15 Energias Renovables T1 1.6 Técnologia Ambiental P1 cs Tenologia Ambiental T1 c5 Tratamiento de Aguas G1 c3 12:15 | 13:15
Optimizacién T1 1.6
13:15 | 14:15 Seg“”da: © :',g'e”e enel 111,64 26 | TratamientodeAguas T1I 3 Memdor Numéricos en la TL  1.1bis 13:15 | 14:15
rabajo ngenieria SHT 63 )
15:15 | 16:15 Gestion del Disefio y Desarrollo 61 17 15415 | 16:15
Gestion del Disefio y de Nuevos Productos
Desarrollo de nuevos T1 2.7
roductos i i6 imizacié
16:15 | 17:15 P Simulaciony Optimizacion del - 5 g 16:15 | 17:15
disefio
17:15 | 18:15 Gestion del Disefio y Desarrollo 62 17 17:15 18:15
R de Nuevos Productos
. .|mu”aC|on y. ) T 27
Optimizacién del disefio . y o
18:30 | 19:30 Simulaciony Optimizaciondel -, ) g 18:30 | 19:30
disefio
19:30 | 20:30 Gestion del Disefio y Desarrollo 63 1.7 19:30 20:30
Calidad Int lenl Calidad Int lenl de Nuevos Productos
el | @Ml g
20:30 | 21:30 Simulacion ‘;s::;"'zac")" dl g 18 20:30 | 21:30

Seguridad e Higiene en el Trabajo: (1) Esta clase se imparte solo las 10 primeras semanas. Las practicas (Grupos G) son 5 semanas.




